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รายละเอียดผลงาน

กรรมวิธีการผลิตขั้วไฟฟาอนุภาคนาโนทองดวยเทคนิคพลาสมาโซลูชัน มีขั้นตอนการผลิตโดยสรุปดังตอไปนี้

การเตรียมสารละลายทองที่ผสมกับกรดไตรไธโอไซยานูริก จากนั้นนำไปสังเคราะหอนุภาคนาโนทองดวยวิธีพลาสมาโซลูชัน ภายใตสภาวะดังตอไปนี้

ชวงเวลาในการปลดปลอยพลาสมา 15 - 35 นาที ความกวางของพัลส 2 ไมโครวินาที ความถี่ในการใหศักยไฟฟา 15 กิโลเฮิรตซ และศักยไฟฟาที่ 3200 โวลต

โดยใช สารละละลายทอง (Gold (III) chloride trihydrate) เปนสารตั้งตน ใชสารละลายโซเดียมโดเดซิลซัลเฟต (Sodium dodecyl sulfate, SDS)

เปนตัวทำละลาย และทำการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับไอออนของโลหะหนักใหกับอนุภาคนาโนทองโดยการเพิ่มหมูฟงกชันดวยกรดไตรไธโอไซยานูริก

จากนั้นนำอนุภาคนาโนทอง ที่มีการปรับปรุงดวยกรดไตรไธโอไซยานูริกมาเคลือบที่ผิวหนาขั้วไฟฟาทำงานของขั้วไฟฟาคารบอนพิมพสกรีน

จากนั้นนำขั้วไฟฟาคารบอนพิมพสกรีนที่ไดรับการปรับปรุงแลวมาศึกษาประสิทธิภาพทางเคมีไฟฟาและประสิทธิภาพการตรวจจับไอออนของโลหะหนักตอไป
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